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Introducao

O 6xido misto de indio e estanho (ITO) é um
material que apresenta muitas aplicagbes
eletronicas e dpticas, tais como janelas
eletrocromicas, revestimento  anti-reflexo e,
principalmente devido a sua condutividade elétrica
alta e transparéncia na regido V|S|vel como
eletrodos Opticos em células solares'. O ITO tem
sido obtido por varias técnicas, mas nem todas sao
vidveis devido ao alto custo de sintese e/ou por nao
possibilitarem a obtencdo de materiais com
caracteristicas desejaveis. Neste contexto o
processo sol- gel nao hidrolitico surge como uma
alternatwa promissora para a obtengdo de éxidos
mistos®. O processo sol-gel ndo hidrolitico consiste
em produzir 6xidos, mistos ou nao, a partlr de um ou
mais haletos com um doador de OX|gen|o Neste
trabalho relatamos a obtengdo do Oxido misto de
indio e estanho pelo método sol-gel ndo hidrolitico e
de co-precipitagdo. O ITO formado por ambas as
técnicas foi caracterizado por espectroscopia de
Absorcao no UV/Vis e andlises térmicas (TG/DTG).

Resultados e Discussao

Para a preparagcdo do Oxido misto pelo
método de Co-Precipitagdo, a uma solugao aquosa
de InCl; e SnCl, (9:1) foi adicionada (sob agitagao
constante) uma solugdo de NH,OH, como agente
precipitante. O precipitado foi seco em estufa a
100°C. Esse material foi caracterizado por TG
(Figura 1).
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Figura 1: Curvas TG/DTG do precursor de ITO
obtido por Co-Precipitagao

A analise térmica do material obtido por co-
precipitagdo (Figura 1) apresenta as seguintes
perdas de massa: entre 34-137°C referente a
evaporacao da agua adsorvida, entre 165°C e 385°C
correspondem a transformagao dos hidréxidos em
seus respectivos Oxidos, e entre 385°C e 560°C
atribuida a uma pequena perda de massa causada
por uma mudanga estrutural que provoca uma
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deficiéncia de oxgemo na rede, conforme descrito
por Pramanik et al™.

O material foi calcinado a 600°C e seu
espectro de absorgdo no UV-Vis apresenta uma
banda com méaximo em 300 nm, caracteristico de
ITO.

Para a preparagdo do oOxido misto pelo
método Sol-Gel Nao Hidrolitico, uma solugdo de
InCl; em élcool etilico £ uma solugao de SnCl, em
diclorometano (In3 Sn* =9: 1) foram agitadas por 5
horas em um sistema semi-aberto com atmosfera
inerte e temperatura de 110°C. A solugéo final foi
rotoevaporada e tratada a 350°C. A figura 2
apresenta as curvas TG/DTG para o material
resultante.
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Figura 2: Curvas TG/DTG do precursor de ITO
obtido por Sol-Gel Nao Hidrolitico.

A perda de massa entre 500°C e 640°C
corresponde a formacao de 6xido e a entre 790°C e
900°C a formagao do oxido misto.

Apos calcinagdo a 1000°C, o material foi
caracterizado por espectroscopia de absorgdo no
UV-Vis, apresentando uma banda em 300 nm que é
caracteristica do ITO.

Os materiais serdo melhor caracterizados
por difracdo de raios-X, espectroscopia de absorgao
no IV e Microscopia Eletronica de Transmisséo.

Conclusoes

O método Sol-Gel Nao Hidrolitico e o de Co-
Precipitacdo podem ser convenientemente utilizados
para a preparagao de ITO. Entretanto no método de
co-precipitagao a possivel formacéao de ITO ocorre a
600°C e no sol-gel ndo hidrolitico a 1000°C.
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